
平成３１年 関西親和会 式次第 
本年幹事 (地独)大阪産業技術研究所 
東 青史 (H8年応用物質化学卒) 

開催日 ： 平成３１年４月６日（土）15：30～19：30 
会  場 ： 大阪コロナホテル（大阪市東淀川区西淡路 1丁目 3番 21号） 
出席者 ： ３８名予定（別紙名簿参照） 
 

1. 講演会（15：30～17：25 本館「２１５」） 
司会：今村 秀樹（関西親和会 副会長） 
① 古田 弘幸 先生 九州大学大学院工学研究院応用化学部門教授 

「混乱進化法を用いたポルフィリン系新規近赤外色素開発」 
② 長崎 健  先生 大阪市立大学大学院工学研究科化学生物系専攻教授 

「光応答性クラウンエーテルに魅せられて」 
 

２. 総 会（17：25～17：45 本舘「２１５」） 
司会：東 青史（事務局） 
① 会計報告  事務局、会計監査 
② 平成３１年 関西親和会役員紹介 

会  長 平畑 裕嗣 （Ｓ５５応用化学卒：日本ダイニーマ㈱） 留任 
副会長 今村 秀樹 （Ｓ５５応用化学卒：オートネットワーク技研㈱） 留任 
会計監査 小関 高好 （Ｓ５８応用化学卒：㈱E サーモジェンテック） 留任 
常任幹事 田中 敬次 （Ｓ５９応用化学卒：三洋化成工業㈱） 留任 
同 福田 竜司 （Ｓ６１合成化学卒：カネカ㈱） 留任 
同 東  青史 （Ｈ０８応用物質化学卒：大阪産業技術研究所） 留任 
同 中原 純一 （Ｈ１９物質科学工学卒：ユニチカ㈱） 留任 
顧 問 大濱 二三夫 （Ｓ４６合成化学卒：元ユニチカ㈱） 留任 

③ 年度幹事紹介 
廣瀬 文信 （Ｈ０５応用化学卒：カネカ㈱） 留任 
杉原 秀紀 （Ｈ０７応用物質化学卒：東洋紡㈱） 留任 
細木 卓也 （Ｈ１６応物化卒：三洋化成工業㈱） 留任 
退任：岡田 潤（Ｈ１８物質化学工学卒：住友ベークライト㈱） 

 

３. 懇親会（17：55～19：30 別舘「２００Ｄ」） 
司会： 東 青史（本年幹事） 
① 開会の辞          平畑 裕嗣 関西親和会会長 
② ご挨拶          筒井 哲夫 九大親和会会長 
③ 乾杯音頭        福田 卓司 様 
④ 参加者挨拶(その 1) 
⑤ 九大の紹介       石原 達己 教授（九大親和会庶務幹事） 
⑥ 参加者挨拶(その２) 
⑦ 幹事会社挨拶     東  青史  常任幹事（大阪産業技術研究所） 
⑧ 次回幹事ご挨拶    福田 竜司 常任幹事（カネカ） 
⑨ 閉会の辞          今村 秀樹 関西親和会副会長 

以 上 


